
Title (en)
Electrodeposition of a gold alloy containing copper and zinc and its method of production.

Title (de)
Elektrolytisch erzeugter Überzug in Form einer Kupfer und Zink enthaltender Goldlegierung sowie Verfahren zu dessen Herstellung.

Title (fr)
DépÔt electrolytique sous forme d'un alliage d'or contenant du cuivre et du zinc ainsi que son procédé de production.

Publication
EP 0480876 A2 19920415 (FR)

Application
EP 91810773 A 19911001

Priority
CH 323890 A 19901008

Abstract (en)
Electrolytic deposit in the form of a gold alloy whose assay is higher than or equal to 14 carats, containing zinc and copper, and process for its
manufacture. This deposit is free from toxic metals or metalloids, with a colour of between the 1N and 3N ranges (according to ISO standard 8654),
ductile to a thickness of 10 microns and shiny. In addition, this deposit has a very high resistance to tarnishing. The process for its production
comprises an electrolysis in an alkaline galvanic bath containing gold potassium cyanide, copper cyanide, zinc oxide, sodium cyanide, sodium
hydroxide, iminodiacetic acid and a surfactant. This electrolysis may be followed by a heat treatment at at least 150 DEG C for at least one hour.

Abstract (fr)
On décrit un dépôt électrolytique sous forme d'un alliage d'or dont le titre est supérieur ou égal à 14 carats contenant du zinc et du cuivre ainsi que
son procédé de fabrication. Ce dépôt est exempt de métaux ou métalloïdes toxiques, de teinte comprise entre les domaines 1N et 3N (selon norme
ISO 8654), ductile jusqu'à une épaisseur de 10 microns et brillant. De plus, ce dépôt a une très grande résistance au ternissement. Son procédé de
production comprend une électrolyse dans un bain galvanique alcalin contenant du cyanure d'or et de potassium, du cyanure de cuivre, de l'oxyde
de zinc, du cyanure de sodium, de l'hydroxyde de sodium, de l'acide imminodiacétique et un tensio-actif. Cette électrolyse peut être suivie d'un
traitement thermique à au moins 150°C pendant au moins 1 heure.
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